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EDITAL N2. 39 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019
PROCESSO DE SELECAO DE SERVIDORES INTERESSADOS EM OBTER
AFASTAMENTO PARA CURSAR POS-GRADUACAO STRICTO SENSU

Em atendimento ao Decreto n® 9.991, de 28 de agosto de 2019, e de acordo com a Resolu¢do n°
11, de 19 de dezembro de 2011 do Conselho Superior do IFG, a Diretoria-Geral do Campus
Goiania do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Goids, no uso de suas
atribuicdes legais, torna publica a abertura das inscrigdes para o Processo de Selecao de
interessados em solicitar afastamento integral para cursar pos-graduacio stricto sensu.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 O presente instrumento se destina a selecdo de servidores do quadro efetivo do Instituto
Federal de Goias — Campus Goiania, que pretendem afastar-se integralmente do exercicio do
cargo para participagdo em programa de poés-graduagdo stricto sensu, nas modalidades de
Mestrado, Doutorado e P6s-Doutorado.

1.2 Este edital fundamenta-se no Decreto n® 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispde sobre a
Politica Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administragdo publica federal direta,
autarquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
quanto as licengas e afastamentos para agdes de desenvolvimento.

1.3 Para se inscrever ¢ necessario pertencer ao quadro de servidores efetivos do IFG, estar lotado
e em exercicio no Campus Goidnia.

1.4 A classificagdo do servidor neste Processo Seletivo é um dos requisitos para a concessao de
afastamento integral, que serd formalizado, a posteriori, por meio de tramitacdo de processo
administrativo conforme rito processual do IFG.

1.5 A participagcdo no Processo Seletivo regido por este edital ndo garante o direito a concessao
de afastamento para participar de programa de pds-graduagdo stricto sensu.

1.6 Este Edital classificard os pedidos de afastamento integral para pos-graduacdo a serem
concedidos a candidatos que forem aceitos nos programas de 2020/1 e 2020/2. Os afastamentos
posteriores a estes periodos serdo regulamentados por novo edital a ser publicado no segundo
semestre de 2020.

1.7 A contratagdo de professor substituto para suprir o afastamento de servidor Docente, quando
necessaria, esta condicionada a disponibilidade orgamentaria.

2. DAS VAGAS DISPONIVEIS

2.1 Serao disponibilizadas neste edital:

a) 02 (duas) vagas para Docentes — Modalidade: Pés-Doutorado

b) 15 (quinze) vagas para Docentes — Modalidades: Mestrado e Doutorado

c) 5 (cinco) vagas para Técnicos Administrativos - Modalidades: Mestrado ¢
Doutorado.

2.1.1 O quantitativo de vagas ofertadas neste Edital obedece ao que estd disposto nos
Memorandos Circulares n°. 006/2015/PRODI/IFG/GO e n° 029/2014/GAB/IFG, considerando
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os servidores afastados até o final de 2019.

2.2 Caso o quantitativo de vagas estabelecidas no item 2.1, para Docentes, ndo seja integralmente
preenchido, haverd a possibilidade de remanejamento entre as modalidades, a critério da
Comissao Avaliadora.

2.3 Caso ndo ocorra o preenchimento completo das vagas fixadas, poderdo ser realizadas
chamadas complementares.

3. DAS ETAPAS

3.1 O presente edital constara de duas etapas, a saber:

3.1.1 A primeira etapa consistirda na classificacdo de servidores interessados em solicitar
afastamentos para participa¢ao em programa de pos-graduacao stricto sensu.

3.1.2 A segunda etapa consistird na formalizacdo da solicitacdo do afastamento, via processo
eletronico, conforme a Resolugdao N° 11, de 20 de dezembro de 2011.

3.1.2.1 A formalizacao da solicitagdo do afastamento deve ser protocolada no minimo 60
(sessenta) dias antes do inicio do afastamento pleiteado.

4. DAS INSCRICOES

4.1 O periodo de inscricdo sera de 03/12/2019 a 10/12/2019, conforme estabelecido no
cronograma constante no Anexo I deste edital.

4.2 O candidato devera selecionar no Formuldrio de Solicitacdo de Afastamento para Pos-
Graduacdo apenas um Unico semestre de expectativa para o pleito do afastamento para pods-
graduagao.

4.3 O candidato deverd preencher o Formulario de Solicitagdo de Afastamento para Pos-
Graduacdo, conforme a categoria do servidor ou modalidade do afastamento, previsto nos
Formularios I, II e III do Anexo II.

4.4 O servidor deve abrir processo eletronico (via SUAP) destinado a Diretoria-Geral (CP-
GOIANIA) e anexar o Formuldrio de Solicitagdo de Afastamento para Pds-Graduagdo e os
documentos comprobratorios em um unico arquivo no formato PDF, seguindo a ordem dos itens
do quadro de pontuacao do Anexo II.

4.5 O servidor que protocolou processo com pedido de afastamento apds o dia 06 de setembro de
2019 devera participar da primeira etapa desse Edital.

4.6 A homologagdo das inscricdes sera divulgada em um [link no enderego:
http://www.ifg.edu.br/goiania/campus/pesquisa/editais, conforme cronograma (Anexo I).

4.7 E de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento
dos dados de inscricdo. A Comissdo Avaliadora ndo se responsabilizard por eventuais prejuizos
causados pelo preenchimento incorreto ou incompleto do Formulario de Solicitagdo de
Afastamento para Pos-Graduagdo, nem pela auséncia de documentos ou pela inscricdo ndo
efetivada por motivos de ordem técnica e falhas de comunicacgao.

4.8 Em nenhuma hipoétese serd aceito anexar documentos ao processo apods o periodo de inscrigao.


http://www.ifg.edu.br/goiania/campus/pesquisa/editais
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5. DA COMISSAO AVALIADORA

5.1 A Comissdo Avaliadora desse processo seletivo serd constituida pela Diretoria-Geral, sendo
composta por trés servidores efetivos, entre docentes e técnicos administrativos, que nao estejam
pleiteando afastamento.

5.2 Sao fungdes da Comissao Avaliadora:

I — Proceder a verificagdo da pontuagdo alcangada pelo servidor a partir do preenchimento do
Formulario de Solicitacio de Afastamento para Pés-Graduacdo, tendo por referéncia a
documentacgao apresentada pelo requerente.

IT — Classificar os candidatos, a partir da andlise dos processos, levando em consideragdo o
semestre de expectativa de afastamento, a categoria e/ou modalidade.

III — Encaminhar a classificagdo dos candidatos para a Diretoria-Geral, de acordo com o
cronograma do Anexo 1.

IV — Analisar os recursos apresentados ao resultado preliminar, conforme cronograma do Anexo I.

6. DA CLASSIFICACAO E DO RESULTADO

6.1 A classificagdo dos inscritos serd organizada por semestre de expectativa para afastamento e
categoria de servidor e/ou modalidade, respeitando o numero de vagas disposto no item 2.1 desse
Edital.

6.1.1 Os candidatos serdo classificados, dentro do semestre de expectativa para afastamento, em
ordem decrescente, considerando a somatdria dos pontos de cada critério por categoria do
servidor e/ou modalidade, conforme o Anexo II.

6.1.2 Os critérios de pontuacdo que norteardo a classificagdo dos candidatos estdo dispostos no
Anexo I, por categoria de servidor e/ou modalidade.

6.1.3 Nao sera computado critério sem documentagao comprobatoria.

6.2 O candidato que nao fizer a escolha de um tnico semestre de expectativa para afastamento no
Formulario de Solicitagdo de Afastamento para Pos-Graduacgao sera desclassificado.

6.3 No processo de classificagdo dos servidores docentes, caso o numero de candidatos em uma
dada modalidade seja menor do que o niimero de vagas previsto no item 2.1, serd permitido o
remanejamento de vagas.

6.4 Sao critérios de desempate, na seguinte ordem:
I — Maior tempo de servi¢co no IFG-Campus Goiania;
IT — Maior idade.

6.5 Os resultados, preliminar e final, serdo divulgados em [ink no enderego:
http://www.ifg.edu.br/goiania/campus/pesquisa/editais, em lista de classificacdo, por categoria de
servidor e/ou modalidade, indicando a pontuacdo obtida de cada candidato.

6.5.1 Existindo mais candidatos do que vagas, sera estabelecida uma lista de espera, dentro do
semestre de expectativa para afastamento, em ordem decrescente, considerando a somatoéria dos
pontos de cada critério por categoria do servidor e/ou modalidade, conforme o Anexo II.
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7. DOS RECURSOS

7.1 Os candidatos poderdo interpor recurso ao resultado preliminar da classificacdo, de acordo
com o cronograma do Anexo I.

7.1.1 O Formulério de Interposi¢do de Recurso estd disposto no Anexo III.

7.2 Os recursos deverdo ser entregues no setor de protocolo do IFG-Campus Goidnia, em
envelope lacrado e identificado, destinados a Direcao-Geral.

7.2.1 Somente serdo aceitos recursos entregues pelo proprio candidato ou terceiro portador de
procuracao simples, no prazo e local determinados por esse Edital.

7.3 A Comissdo Avaliadora divulgard o parecer do recurso, por meio de correio eletronico
institucional para o requerente.

7.4 Nao serdo apreciados os recursos intempestivos, sem fundamentacdo, sem identificacdo ou
que ndo guardem relacdo com o objeto deste edital.

8. DA SOLICITACAO DE AFASTAMENTO

8.1 A formalizacdo da solicitacdo de afastamento, que consiste na segunda etapa deste Edital,
devera ser realizada via processo eletronico, instruido conforme Resolucdo N° 11, de 20 de
dezembro de 2011, ou outra que vier a substitui-la.

8.2 A solicitacdo de afastamento somente serd permitida aos candidatos classificados na primeira
etapa desse Edital e respeitando o semestre de expectativa de afastamento.

8.2.1 O candidato classificado para o semestre 2020/1 devera formalizar a solicitacdo de
afastamento até o dia 14 de fevereiro de 2020.

8.2.2 O candidato classificado para o semestre 2020/2 devera formalizar a solicitacdo de
afastamento até o dia 14 de agosto de 2020.

8.2.3 O candidato que formalizar a sua solicitagio de afastamento fora do semestre de
expectativa tera o seu processo indeferido.

8.2.4 O candidato perdera o direito de afastamento para pos-graduacdo, nesse Edital, no caso de
nao formalizacdo da solicitacdo de afastamento.

8.3 O deferimento da solicitagdo de afastamento deve ser orientada pela relagdo de servidores
classificados por esse Edital, respeitando o numero de vagas do item 2.1.

8.3.1 A autorizagdo para afastamento ndo esta condicionada a ordem de classificacao definida na
primeira etapa desse Edital.

8.4 O servidor que protocolou processo com pedido de afastamento ap6s o dia 06 de setembro de
2019, e for classificado na primeira etapa, dentro do nimero de vagas do item 2.1, ndo precisara
protocolar nova solicitagdo de afastamento.

8.5 A formalizagdo da solicitacdo de afastamento deverd ser realizada no prazo de 60 (sessenta)
dias do inicio do afastamento pleiteado.

8.6 Em caso de desisténcia do servidor, de ndo formalizagdo no prazo estabelecido, ou
indeferimento do processo de afastamento, a vaga sera destinada para a convocac¢do de candidatos
da lista de espera desse Edital, respeitando o semestre de expectativa para afastamento, a
categoria do servidor e/ou modalidade.
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9. DAS DISPOSICOES FINAIS

9.1 Admitir-se-4 a possibilidade de concessdo de afastamento fora do limite de vagas, previstos
no item 2.1, para servidores docentes, desde que a carga horaria em sala de aula do servidor
docente requerente seja incorporada integralmente pelos pares da drea académica/curso de sua
lotagao.

9.1.1 Estes casos sao restritos aos candidatos classificados na primeira etapa ou participantes da
lista de espera desse Edital.

9.1.2 Para estes casos, nao havera contratacdo de professor substituto e, por essa razao, nao
serdo contabilizados dentro do limite de vagas estabelecidos no item 2.1 desse Edital.

9.2 O candidato pode desistir da primeira etapa desse Edital, mediante formaliza¢do a Diretoria-
Geral, em periodo anterior aos dispostos nos itens 8.2.1 ¢ 8.2.2.

9.3 Casos omissos serdo analisados pela Diretoria-Geral do Campus Goidnia nos termos da
Resolugdo IFG N° 11, de 20 dezembro de 2011 do Conselho Superior do IFG.

Original assinado
MARIA DE LOURDES MAGALHAES
Diretora-Geral do Campus Goidnia — IFG
Portaria n® 2220 de 24/10/2017
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ANEXO I - CRONOGRAMA

ETAPAS DATA LOCAL

http://www.ifg.edu.br/goiania/c

Publicagdo do edital

02/12/19 ampus/pesquisa/editais
- 03/12/19 a ) .
Inscri¢des 10/12/19 Via processo eletronico - SUAP
Homologag 4o das inscricoes http://www.ifg.edu.br/goiania/c
e divulgacao do resultado 17/12/19 . .
o ampus/pesquisa/editais
preliminar
18/12/19

Prazo para recurso Protocolo — Campus Goiania

até as 18 horas

Por meio de correio eletronico

Resultado da analise dos T
institucional para o requerente.

recursos 20/12/19

Homologacao do Resultado http://www.ifg.edu.br/goiania/c
Final 23/12/19 ampus/pesquisa/editais
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ANEXO II
FORMULARIOS DE SOLICITACAO PARA AFASTAMENTO
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FORMULARIO I
FORMULARIO DE SOLICITACAO PARA AFASTAMENTO
DOCENTE - MODALIDADE POS-DOUTORADO
NOME COMPLETO: Periodo de Expectativa para o Afastamento
{( 12020/1 _( )2020/2
Matricula / SIAPE: E-mail Institucional:
Campus / Setor: Telefone:
Nome do Programa/ Instituicio: Ano/Semestre de Matricula no Programa:
2. PONTUACAO POR CRITERIO
Pontuacao = =
Griloee Dados Obtida Por tanfuacc P gatuacio
e a Maxima Comprovada
Critério
1. Coo.rdenador dNe Projeto de Ensino/ Projetos cadastrados nos ultimos 03(trés) .
Pesquisa/ Bxtenséo cadastrado no anos 2 por projeto 5
Instituto Federal de Goias '
2. Participante de Projeto de Ensino/ [Projetos cadastrados nos ultitnos 03(trés)
Pesquisa/ Bxtensdo cadastrado no anos, exceto como coordenador de 1 por projeto 6
Instituto Federal de Goias projeto.
3. Numero de orientagdes de Iniciagio [ OrientagSes concluidas nos ultimos 03 0,5 por o
Clientifica anos. orientacio
4. Numero de orientagdes de Trabalho i . . g
de Conclusio de Curso (TCC) em Orientagdes concluidas nos dltimos 03 (.),Stpoi -
duaco. anos. orientagio
5. Numero de orientagdes de Trabalho Orientacs taid alti 03
de Conclusio de Curso (TCC) em Sntagoes concinlcas nos whimos 1 por orientagiio 6
Especializagiio. anas.
6. Numero de orientagdes de Orientagdes concluidas nos ultimos 03 . .
. " 2 por orientagfo 53
Dissertagdo e Tese anos.
Participagiio em Banca de Defesa de .. . L N
TCC/Monografia em Curso de icipagho em bancas nos Gltimos trés 0,5 por banca 3
Especializacéio anas.
7. Participa¢fo em Banca de Defesa de .. . b Altimos trd
Mestrado/Doutorado (Qualificagdo ou ICIpagHa em bancas nos S tes 1 porbanca 5
. anos.
Defesa Final)
. . A cada 2(doi t ima d.
8. Pontuacio média nas atividades cada ,.( 01?).1)011 os.ac L . 2 ..
docentes nos dltimos 2 (dois) pontuagio obigatésia, exigida 0,5 5
. pela Resolugio 9, de 01 de novembro de ®
semestres letivos
2011.
No estado de Goias 1
9. Localizagio de Programa de Pés- Fora do estado de Goias e em temitorio 2
Graduacio nacional
Fora do Brasil 3
20h 1
10. Regime de Trabalho 40h 2
D.E. 3
11. Tempo de servigo como docente |Em esthgio probatério (até trés anos) 0,5
efetivo no IFG - Cimpus Goifinia Para cada 3 anos de vinculo completos 1
12. Tempo de servigo como docente
efetivo no IFG, exxeto no Campus Para cada 3 anos de vinculo completos 0.5
Goifnia
13. Gozo de afastamento anterior para|Nunca gozou afastamento 3
pés-graduagdo Ja gozou pelo menos um afastamento 1
14. '.Ternpo d’e atuacio c':'omo docente cada semestre letivo 05
efetivo empos-graduagso no IFG
15. Contemplado combolsa Pos-Doutorado com Bolsa 2
16. Ter exercido cargo de gestio (CD,
FG, FOC e Designacgéo de Para cada més no cargo de gestio. 0.2
competéncia)
17. Participaciio em comissdes,
membro de conselho ou membro de .
. Por portaria 0.5
colegiados, todos nomeados por
portaria.
Autor e/ou coautor de livros com 5.0 m
conselho editorial -V poritvra
Capitulo de livro comconselho editoral
e/ou item de propriedade intelectual 2.5 por capitulo
18. Produgéo (nos dltimos quatro depositado
anos) Artigos completos publicados emrevistas .
" 3,0 art:
Qualis Ale A2 porartee
Arug.os completos publicados emrevistas 2,5 por artigo
Qualis Bl e B2
Trabalho completo em Anais 0,5 por trabalho

Assinatura: Data: I
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FORMULARIO II

FORMULARIO DE SOLICITACAO PARA AFASTAMENTO

DOCENTE - MODALIDADE: MESTRADO/DOUTORADQO

NOME COMPLETO:

Periodo de Expectativa para o Afastamento
( )2020/1 ( )2020/2
Matricula / SIAPE: E-mail Institucional:

Céampus / Setor:

Telefone:

Nome do Programa/ Instituigdo:

Ano/Semestre de Matricula no Programa:

2. PONTUACAO POR CRITERIO

nomeados por portaria.

Critéri Dado Pontuaciao Obtida | Pontuacio Pontuacio
Tierto 2a0s Por Critério Miaxima Compr ovada
1. Coordenador de Projeto de Ensino/ Proiet dastrad It
Pesquisa/ Extens#o cadastrado no Instituto Ogoileﬂo cadastrade nos nlimos 2 por projeto 6
Federal de Goias (trés) anos
2. Participante de Projeto de Ensino/ Projeto cadastrado, nos dltimos
Pesquisa/ Extensdo cadastrado no Instituto [03(trés) anos, exceto como 1 por projeto 6
Federal de Goids coordenador de projeto.
3. Namero de orientacdes de Iniciagio Orientacdes concluidas nos . .
A . 0,5 por orientagio 6
Clientifica Ultimos 03 anos.
4. Nimero de orientagdes de Trabalho de Orientagdes concluidas nos 03 ientacs
Conclusdo de Curso (TCC). tltimos 03 anos. ~ perorientagaa 7
A cada 2(dois) pontos acima da
5. Pontuacgio média nas atividades docentes [pontuagio minima obrigatéria, 0.5
nos Ultimos 2 (dois) semestres letivos exigida pela Resolugio 9, de 01 de ? E
novembro de 2011.
100% dos créditos nas disciplinas
) 3,5
concluidas
75% dos créditos nas disciplinas 3
6. Numero de créditos nas disciplinas ja concluidas
concluidas no curso de pds-graduacio 509 dos créditos nas disciplinas 75
concluidas i
25% dos créditos nas disciplinas 2
concluidas
No Estado de Goias 1
7.Localizagdo do Programa de Pds- Torado Estado de Goias e em
Graduagio territério nacional 2
Fora do Brasil 3
) ) Mestrado 3
8. Nivel de Qualificacio Desejada
Doutorado 2
20h 1
9. Regime de Trabalho 40h 2
D.E. 3
Em estdgio probatério (até trés 0.5
10.Tempo de servigo como docente efetivo [anos) ?
no IFG - Campus Goidnia Para cada 3 anos de vinculo 1
completos
11. Tempo de servico como docente efetivo [Para cada 3 anos de vinculo 0.5
no IFG, exceto no Campus Goiania completos ?
. NI afast t
12. Gozo de afastamento anterior parapds- ’uncagozou astamento 3
goraduacio Ja gozou pelo menos um 1
afastamento
13. Ter exercido cargo de gestdo (CD, FG, P da mé d - 02
FCCe Designacdo de competéncia) ara cada mes na carga de gestan. ?
14. Participagio em comissdes, membro de
conselho ou membro de colegiados, todos  |Por portaria 0.5

Assinatura:

Data:
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FORMULARIO III
FORMULARIO DE SOLICITACAO PARA AFASTAMENTO
TECNICO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE: MESTRADO/DOUT ORADO
NOME COMPLETO: Periodo de Expectativa para o Afastamento
( )2020/1 ( )2020/2
Matricula / STAPE: E-mail Institucional:
Campus / Setor: Telefone:
Nome do Programa/ Instituigéo: Ano/Semestre de Matricula no Programa:
2. PONTUAGCAQ POR CRITERIO
Pontuacao - _ = _
Critério Dados Obtida Por It S0 el
e Maxima Comprovada
Critério
1. Coordenador de Projeto de Ensino/ . .
O(?r ehador Ne Fejeto de Ensino . Projeto cadastrado nos Gltimos .
Pesquisa/ Extensdo cadastrado no Instituto 03(trés) anos 1 por projeto 6
Federal de Goias
2. Participante de Projeto de Ensino/ Projeto cadastrado nos ultimos
Pesquisa/ Extensdo cadastrado no Instiuto|03(trés) anos, exceto como 0,5 por projeto 6
Federal de Goias coordenador de projeto.
3. Numero de orientacdes de Iniciagdo Orientagdes concluidas nos 0,5 por 6
Cientifica ultimos 03 anos. orientagéo
4. Numero de orienta¢gdes de Trabalho de |Orientagdes concluidas nos 0,3 por -
Concluséo de Curso (TCC). altimos 03 anos. orientagio
10020 dos créditos nas 15
disciplinas conchiidas i
75% dos créditos nas 4
5. Numero de créditos nas disciplinas ja  |disciplinas conchiidas
concluidas no curso de pds-graduacgio 50% dos créditos nas
oL . 2,5
disciplinas concluidas
25% dos créditos nas 2
disciplinas conchiidas
No estado de Goids 1
6. Localizagfic do Programa de Pos- Fora do estado de Goids e em 5
Graduagio territdrio nacional
Fora do Brasil 3
. . Mestrado 3
7. N |
Nivel de Qualificagio Desejada Doutorado 5
8. Tempo de servigo como Técnico Para cada 3 anos de vinculo 3
Administrativo no IFG - Campus Goidnia  [completos
9. Tempo de servigco como Técnico .
Admmistrativo no TFG, exceto no Campus Para cada 3 anos de vineulo 2
- completos
Golania
10. Gozo de afastamento anterior para Nunca gozou afastamento 3
pés-graduacio J4 gozou pelo menos um 1
afastamento
11. Ter exercido cargo de gestiao (CD, Para cada més no cargo de 02
FG, FCC e Designacido de competéncia) [gestdo. i
12. Participagéio em comissdes, membro
de conselho ou membro de colegiados, Por portaria 1
todos nomeados por portaria.
Assinatura: Data:
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CAMPUS GOIANIA
ANEXO III
FORMULARIO PARA INTERPOSICAO DE RECURSO QUANTO AO RESULTADO DA
PRIMEIRA ETAPA
Nome completo: SIAPE:
Campus: Setor:
E-mail: Telefone:

SOLICITACAO DE RECURSO QUANTO AO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA (Especifique a
qual item do Resultado Preliminar se fundamentara seu recurso)

FUNDAMENTACAO DO RECURSO (Justifique sua fudamenta¢iio para o item objeto de contestacdo)

Data /o

Assinatura do Servidor
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